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从日常基础实验室器皿（烧杯、量筒、坩埚、培养皿、试剂/洗瓶、离心管和消解管）、高纯度痕量分

析仪器和清洗/储存罐，到全面的流体传输组件（管材、接头、阀门）、样品制备和过滤工具（分液漏

斗、滴定管、过滤器、移液管、镊子、药勺），以及通用耗材（搅拌子、O型圈、垫片、密封带、盖

子、隔垫），一直到先进的衍生和反应装置，如标准或定制电化学池、电池测试夹具、电极配件、水

热合成内衬、微波消解罐、微通道反应器和冷凝/回流装置，KINTEK 几乎制造所有由 PTFE 和 PFA

制成的实验室用品。依托端到端的定制 CNC

加工能力，我们有能力交付从复杂的非标机加工零件和定制实验室装置到大批量订单的各类产品，并

始终专注于高性能含氟聚合物材料。
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为各种应用定制 Ptfe 浅蒸发盘
货号: PL-1002

简介

实验室用高纯度聚四氟乙烯浅蒸发皿。耐化学腐蚀，不

粘，是样品蒸发的理想选择。可定制尺寸。立即订购！

了解更多

规格 底部外径（毫米） 口内径（毫米） 总高度（毫米） 底部厚度（毫米） 壁厚（毫米）

浅型 20 毫米 20 15 10 5 2.5

30 毫米浅型 30 25 10 5 2.5

40 毫米浅型 40 30 10 5 5

50 毫米浅型 50 40 10 5 5

60 毫米浅型 60 50 10 5 5

70 毫米浅型 70 60 10 5 5

80 毫米浅型 80 70 10 5 5

90 毫米浅型 90 80 10 5 5

浅型 100 毫米 100 90 10 5 5
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用于实验室和工业应用的可定制聚四氟乙烯坩埚
货号: PL-1006

简介

实验室用高纯度 PTFE

带盖坩埚。耐化学腐蚀、不粘、耐用。是样品消解、AA

、ICP-MS 的理想选择。可定制尺寸。

了解更多

容量 顶部外径（毫米） 底部直径（毫米） 总高度（毫米） 

20 毫升 38 30 55 

25 毫升 39 30 55 

30 毫升 48 30 56 

50 毫升 51 33 67 

100 毫升 61 43 70 

250 毫升 79 50 107 

info@kindle-tech.com | https://kintek-solution.com

https://zh.kintek-solution.com/products/customizable-ptfe-crucibles-for-laboratory-and-industrial-applications?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kintek-solution.com?utm_source=pdf


定制聚四氟乙烯培养皿 直径90Mm 耐腐蚀 低本底 高纯实验器皿
货号: PL-CP94

简介

这款优质90mm定制聚四氟乙烯培养皿具备出色的耐化

学腐蚀性与低本底性能，不粘器皿无溶出，热稳定性优

异，非常适用于痕量分析与涂膜成膜，可满足严苛工业

实验室环境的需求。

了解更多

应用场景 说明 核心优势

痕量元素分析 环境或食品安全实验室中重金属检测、元素指纹分析的样品前处理 避免本底干扰，保障分析准确性

膜涂膜制备 溶剂蒸发过程中，作为复合膜或聚合物膜的成膜基底 便于轻松揭膜，完整保留膜表面结构

半导体清洗 酸性蚀刻与清洗流程中，盛放超纯硅片与元件 高纯度避免金属离子污染晶圆

药物合成 用于涉及强腐蚀性催化剂的活性药物成分（API）合成反应 消除杂质溶出污染终药物的风险

氢氟酸消解 高温下用氢氟酸溶解地质或陶瓷样品 对氢氟酸耐受性优异，普通玻璃容器会被氢氟酸腐蚀损坏

高纯试剂储存 在敏感滴定或加样过程中，临时盛放超纯酸与碱 长期存放也可保持试剂浓度与纯度

低温材料测试 液氮极低温环境下的材料与生物样品测试 在低温环境下仍可保持柔韧性与结构完整性

参数类别 参数 参数值/范围（型号PL-CP94）

尺寸参数 标称直径 90mm（可定制）

  壁高 可按需求定制

  底部厚度 可按需求定制

  加工方式 高精度CNC加工

材料特性 材料类型 聚四氟乙烯（PTFE）

  比重 2.10 - 2.20 g/cc

  熔点 327°C (621°F)

  热变形温度 120°C (248°F)

  硬度 55D（邵氏硬度）

  拉伸强度 2990 - 4970 psi

  弯曲强度 2490 psi

性能指标 摩擦系数 0.110

  吸水率 < 0.01%（24小时）

  介电常数 2.1
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参数类别 参数 参数值/范围（型号PL-CP94）

  耐化学性 优异（全耐化学品）

  表面光洁度 超光滑，无缝隙
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耐高温加厚Ptfe烧杯2000Ml，用于化学处理和实验室痕量分析
货号: PL-CP237

简介

这款加厚2000ml

PTFE烧杯专为耐高温化学耐受性而设计，可承受高达2

00°C的电热板加热而不变形。我们的定制氟聚合物容器

为苛刻的实验室痕量分析和腐蚀性流体处理应用提供了

卓越的耐用性。

了解更多

应用 描述 主要优势

痕量金属分析 为ICP-MS和ICP-OES分析制备高纯度样品，其中污染必须低于ppb级别。 通过消除容器带来的痕量元素来确保分析准确性。

半导体蚀刻 处理用于晶圆清洗和蚀刻工艺的浓氢氟酸和硝酸混合物。 对能溶解玻璃和降解金属的强酸具有卓越的耐受性。

药物合成 用于涉及活性催化剂和高温回流的复杂有机合成的反应容器。 化学惰性可防止副反应并确保最终原料药（API）的纯度。

石化测试 原油衍生物和侵蚀性润滑剂的高温消解和混合。 在重化学负荷下于200°C时保持结构完整性。

电池材料研究 用于锂离子和固态电池开发的电解液及前体材料的储存和混合。 防止吸湿并抵抗腐蚀性电解液成分。

冶金消解 在加热套或电热板上使用强矿物酸溶解矿物矿石和金属合金。 在极端pH和热条件下的耐用性降低了运营开销。

参数 规格详情（型号 PL-CP237）

基础型号 PL-CP237

材料成分 100% 高纯度原生 PTFE（聚四氟乙烯）

容量 2000ml（标准）/ 提供完全可定制的尺寸

壁结构 重型加厚设计，确保热稳定性

工作温度 持续使用高达200°C（材料最高阈值260°C）

加热方式兼容性 电热板、沙浴、油浴

化学兼容性 通用（pH 0-14）；耐HF、H2SO4、HCl、HNO3

制造方法 由等静压坯料精密CNC加工而成

阻燃等级 UL94 V-0（自熄）

定制选项 尺寸、体积、手柄集成、螺纹端口、平底/圆底
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耐腐蚀Ptfe蒸发皿电泳槽400Ml 阻燃绝缘反应釜 可定制
货号: PL-CP159

简介

这款高纯度PTFE反应釜为严苛的实验室应用提供卓越的

耐化学性和热稳定性。其400毫升容量和阻燃绝缘设计

，为工业环境中的精密蒸发和电泳工艺提供了可定制、

耐用的解决方案。

了解更多

应用领域 描述 主要优势

痕量金属分析 用作蒸发皿，用于ICP-MS分析前制备环境样品（土壤、水）。 极低的浸出确保痕量元素达到最低检测限。

蛋白质电泳 作为凝胶电泳的主槽，用于需要高压分离生物分子的情况。 卓越的绝缘性能防止电流泄漏，确保电场分布均匀。

半导体清洗 容纳用于清洗硅片和微电子元件的强腐蚀性蚀刻液。 对HF和其他强酸的耐受性防止容器降解和槽液污染。

水热合成 作为反应釜内衬，用于先进纳米材料的低至中温加压合成。 高热稳定性和耐化学性保护合成颗粒的完整性。

药物配制 在活性成分开发的混合和蒸发阶段处理挥发性有机溶剂。 阻燃特性和低摩擦系数便于安全操作和轻松清洁残留物。

电化学测试 用作稳定、非反应性电解池，用于在酸性电解液中测试腐蚀或电池材料。 完全的化学惰性确保仅测量预期的电化学反应。

环境消解 在受控加热条件下，利用该设备对固体废物样品进行酸消解。 能承受腐蚀性烟雾的长时间暴露，同时保持结构形状。

参数 PL-CP159 规格值

产品标识 PL-CP159

标准容量 400毫升（可定制）

材料结构 高纯度聚四氟乙烯（PTFE）

比重 2.10 - 2.20 克/立方厘米

熔点 621 °F / 327 °C

热变形温度 248 °F / 120 °C

邵氏硬度 55D

摩擦系数 0.110

拉伸强度 2990 - 4970 psi

弯曲强度 2490 psi

介电常数 2.1

吸水率（24小时） 0.01%

可燃性 阻燃 / 自熄

制造方法 精密CNC加工
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参数 PL-CP159 规格值

定制选项 尺寸、端口、盖设计、集成配件
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定制 Ptfe 培养皿 200Mm 高纯度 耐腐蚀 低背景 实验室器皿
货号: PL-CP78

简介

采购专为高纯度痕量分析设计的定制 200mm PTFE

培养皿。这些耐腐蚀单元提供超低背景水平和零析出，

确保在苛刻的实验室环境中样品的完整性。立即联系我

们的工程团队获取定制氟聚合物制造服务的报价。

了解更多

应用 描述 主要优势

痕量金属分析 使用浓酸制备地质或环境样品，以进行 ICP-MS 检测。 防止可析出元素造成的样品污染，确保 ppt 级精度。

膜浇铸 作为混合或聚合物膜蒸发和固化的基底。 不粘表面允许干净剥离而不会损坏膜结构。

半导体加工 使用氢氟酸和其他腐蚀性蚀刻剂清洗和蚀刻硅晶圆。 对 HF 的高耐受性和超清洁的表面光洁度防止颗粒沉积。

药物合成 在剧烈的有机溶剂中结晶活性药物成分 (API)。 惰性确保器皿与合成路径之间没有化学相互作用。

地球化学消解 在涉及王水的加压或加热环境中溶解矿物样品。 在耐热的同时抵抗最具侵蚀性的酸混合物，保持结构完整性。

低温研究 在液氮温度下储存和处理生物或化学样品。 即使在极寒条件下，材料仍保持延展性并抗开裂。

电化学测试 用作腐蚀性电解质测试和电池研究的定制电池主体。 高介电强度和化学稳定性防止干扰电读数。

属性 规格值 (型号: PL-CP78) 单位 / 标准

材料 原生聚四氟乙烯 (PTFE) 高纯度等级

标准直径 200 (可定制) mm

比重 2.10 - 2.20 g/cc

熔点 327 (621) °C (°F)

热变形温度 120 (248) °C (°F) @ 66 psi

硬度 55 Shore D

摩擦系数 0.110 静/动

抗拉强度 2990 - 4970 psi

抗弯强度 2490 psi

吸水率 < 0.01 % (24 小时)

介电常数 2.1 @ 1 MHz

表面光洁度 CNC 加工 / 超光滑 Ra < 0.8 μm

定制选项 深度, 壁厚, 法兰, 盖子 按图纸定制
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为各种应用定制 Ptfe 蒸发盘
货号: PL-1004

简介

实验室用高纯度聚四氟乙烯蒸发皿，耐酸和溶剂。不粘

，耐用，是样品制备的理想选择。可定制尺寸。立即订

购！

了解更多

容量（毫升） 高度（毫米） 内径（毫米） 

50 40 80

100 47 91 

150 46 105
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定制加工聚四氟乙烯锥形样品池 耐腐浊痕量分析含氟聚合物三角容器
货号: PL-CP258

简介

我们提供高纯定制聚四氟乙烯锥形样品池与三角容器，

专为痕量分析设计，这类耐腐含氟聚合物部件背景干扰

低，采用精密CNC加工制造，可满足您特定的实验室需

求与严苛的工业化工处理要求。

了解更多

应用场景 说明 核心优势

痕量金属分析 环境实验室中ICP-OES与ICP-MS分析样品的制备与储存 金属浸出率接近零，可保证万亿分之一（ppt）量级的分析准确性

半导体酸蚀刻 晶圆制造中高纯蚀刻化学品的盛放与运输 可耐受氢氟酸及其他 aggressive 电子级酸的降解作用

药物合成 敏感有机化合物或活性药物成分的反应容器 防止样品污染，确保不会与容器材料发生反应

电池研发 锂电池研发中电解质稳定性与电极材料的测试 对腐蚀性电解质具备化学稳定性，同时耐高温性能优异

法医毒理学 小体积生物样品挥发萃取过程的专用容器 低粘附表面与锥底设计可实现高样品回收率

石化检测 不同热条件下原油馏分与催化剂的分析 在复杂烃类与硫化合物环境中仍能保持稳定耐用性能

水热合成 纳米材料生长用高压反应器的内衬材料 在热与化学应力共同作用下仍能保持结构完整性

规格类别 PL-CP258参数详情 可定制性

材料选项 高纯全新料聚四氟乙烯、改性聚四氟乙烯或可溶性聚四氟乙烯（PFA） 全可定制

几何轮廓 锥形底、三角底、平底、圆角内腔 全可定制

容积范围 从微升（µL）体积到多升（L）工业容器 全可定制

尺寸公差 根据几何形状不同，CNC精密公差最高可达±0.05mm 全可定制

壁厚 标准壁厚与厚壁设计，满足耐压/耐热要求 全可定制

闭合系统 螺纹、卡扣、锥形磨口或法兰 全可定制

表面粗糙度 可控制Ra值，满足特殊流体流动要求 全可定制

外部结构 一体式手柄、安装支架或传感器接口 全可定制

认证 可应要求提供材料溯源报告与分析证书（COA） 全可定制
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定制Ptfe实验室坩埚 高纯度耐化学腐蚀白色实验室器皿 用于电热板加热
货号: PL-CP292

简介

利用我们的定制高纯度PTFE坩埚优化痕量分析。专为耐

260°C高温和零浸出而设计，这些耐化学腐蚀容器可与

实验室电热板完美集成，适用于当今全球高端工业实验

室环境中苛刻的酸消解和样品处理工作流程。

了解更多

应用 描述 主要优势

痕量金属分析 使用浓酸消解土壤、水和生物样品，以进行ICP-MS制备。 零背景污染确保准确检测万亿分之一级别的含量。

半导体加工 处理晶圆制造和清洗中使用的超纯湿化学品和蚀刻剂。 保持高产半导体制造所需的化学纯度水平。

药物研发 涉及侵蚀性溶剂的活性药物成分（API）的合成和稳定性测试。 防止容器与敏感药物化合物之间的相互作用。

环境检测 大规模酸消解废料和工业废水，以满足法规合规性。 高耐久性和耐酸性延长了实验室耗材的使用寿命。

冶金学 使用王水或其他强矿物酸溶解金属合金和矿石。 在高温下抵抗最具侵蚀性的酸混合物。

食品安全检测 制备食品样品以进行重金属筛查和营养分析。 符合高纯度标准，防止假阳性污染结果。

石油化工分析 涉及高温烃加工的催化剂测试和添加剂评估。 在高温环境下性能稳定，无结构变形。

参数 PL-CP292 规格详情

型号标识符  

主要材料 超高纯度原生PTFE（聚四氟乙烯）

颜色 不透明白色

最高工作温度 260°C (500°F)

最低工作温度 -200°C (-328°F)

耐化学性 耐所有酸、碱和有机溶剂

定制范围 尺寸、体积和几何形状完全可定制

体积选项 定制指定（可选范围从1mL到5000mL+）

壁厚 提供标准或定制厚壁设计

底座设计 精密研磨平底，用于电热板接触

表面孔隙率 无孔、疏水表面

制造工艺 从等静压棒材进行精密CNC加工
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定制聚四氟乙烯容器和部件的 Ptfe 零件制造商
货号: PT-1011

简介

实验室和工业用高精度 PTFE

容器。耐化学腐蚀，尺寸可定制。是半导体、医疗和实

验室应用的理想选择。获取报价！

了解更多

圆形容器（外径 * 内径 * 内深） 方形/矩形盘（内长 x 内宽 * 内深）

70 毫米*60 毫米*15 毫米 60*60 毫米*15 毫米

50 毫米*40 毫米*15 毫米 80*80 毫米*15 毫米

60 毫米*50 毫米*15 毫米 90*90mm*15mm

80 毫米*70 毫米*15 毫米 100*100mm*15mm

90 毫米*80 毫米*15 毫米 110*110mm*15mm

100 毫米*90 毫米*15 毫米 120*120mm*15mm

110 毫米*100 毫米*15 毫米  

120 毫米*110 毫米*15 毫米  

130 毫米*120 毫米*15 毫米  

160 毫米*150 毫米*15 毫米 200*200*120毫米（约5升聚四氟乙烯气缸）

92*83*19 毫米 10 升聚四氟乙烯缸

102*93*20 毫米 15 升聚四氟乙烯气缸
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高纯度耐腐蚀特氟龙坩埚 低本底实验室Ptfe容器 用于痕量分析与酸消解
货号: PL-CP86

简介

使用这款高纯度、耐腐蚀的特氟龙坩埚提升您的痕量分

析水平。其低本底、易清洁的表面，以及可定制的PTFE

容器特性，确保了在苛刻的工业和科学实验室应用中实

现无污染处理。

了解更多

应用领域 描述 主要优势

地球化学消解 使用浓酸溶解岩石和矿物样品以进行元素分析。 耐氢氟酸，并最大限度地减少矿物交叉污染。

半导体加工 在高纯度环境中清洁和制备硅片或敏感电子元件。 消除损害微电子器件的金属离子浸出。

药物研究 涉及腐蚀性催化剂的活性药物成分（API）的合成与分析。 确保高纯度环境以满足法规遵从性。

环境监测 制备用于光谱法检测重金属的土壤和水样。 超低本底噪声，实现准确的亚ppb级检测。

电池材料测试 锂离子研究中电解质成分和阴极材料的高温处理。 对强腐蚀性电化学试剂的化学稳定性。

核化学 在特殊屏蔽环境中处理和加工放射性同位素。 耐用材料，比标准塑料更能抵抗辐射引起的降解。

规格类别 PL-CP86参数详情 状态

材料成分 高纯度原生PTFE / PFA 可定制

容积 标准250毫升（可提供定制容积） 可定制

几何形状 矮型、高型或定制轮廓 可定制

盖子配置 匹配的PTFE盖或密封盖 可定制

壁厚 根据特定热传递需求设计 可定制

表面光洁度 超光滑CNC加工光洁度 可定制

耐化学性 全谱（酸、碱、溶剂） 标准

温度范围 根据应用要求优化 可定制
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耐高温耐腐蚀可定制带盖Ptfe实验室消解坩埚 小体积电热板兼容容器
货号: PL-CP277

简介

利用我们带有精密盖的可定制PTFE坩埚优化您的痕量分

析。专为电热板上的极端耐腐蚀性和热稳定性而设计，

这些容器为严格的工业实验室应用和专门的化学处理要

求确保了高纯度消解。

了解更多

应用 描述 主要优势

痕量金属分析 使用浓氢氟酸和硝酸消解地质和冶金样品。 确保容器无背景污染，实现PPT级检测。

半导体加工 在高纯度蚀刻溶液中清洁和制备小型硅晶片和电子元件。 保持微电子制造所需的超高纯度水平。

环境测试 根据监管标准消解土壤、沉积物和废水样品以进行重金属分析。 耐用的结构可承受高通量实验室中重复的高温酸循环。

制药研究 制备用于分析活性药物成分（API）和辅料的样品。 化学惰性防止容器与复杂有机分子之间的相互作用。

地球化学勘探 大规模消解岩石粉末和矿物矿石以进行矿物学评估。 高导热性确保快速样品处理并提高实验室效率。

特种化学合成 用于合成氟化化合物或侵蚀性中间体的小型反应容器。 安全容纳会使玻璃或标准塑料器皿降解的反应性物质。

电池材料测试 在电解质研究中溶解和分析阴极和阳极材料。 耐受锂盐和非水溶剂的腐蚀性质。

参数 PL-CP277 规格详情

型号 PL-CP277

材料成分 高纯度原生PTFE（聚四氟乙烯）

标准容量 20ml（可根据要求提供定制容量）

盖配置 精密贴合PTFE盖（螺纹或推入式定制选项）

工作温度范围 -200°C 至 +260°C

耐化学性 耐所有酸（包括HF）、碱和溶剂

制造工艺 由实心块材料精密CNC加工而成

底座设计 平底设计，优化电热板热传递

定制能力 提供尺寸、形状和配件的完全定制设计服务

清洁方案 可高压灭菌，耐受王水清洁循环
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定制聚四氟乙烯培养皿 直径80Mm 耐腐蚀 低本底 高纯实验室培养容器
货号: PL-CP96

简介

适用于严苛痕量分析场景的高纯定制聚四氟乙烯培养皿

，直径80mm。我们这款耐腐蚀实验室容器实现零溶解

、超低本底，兼具绝佳化学惰性，可满足制药研究与危

险化学品加工等工业场景的严苛要求。

了解更多

应用 说明 核心优势

痕量元素分析 环境检测中ICP-OES与ICP-MS分析的样品消解与蒸发。 消除容器材料带来的空白值污染。

半导体加工 高纯蚀刻化学品与晶圆级清洁剂处理。 耐化学腐蚀，维持亚ppb级纯度。

药物合成 敏感有机合成与高活性原料药结晶的反应容器。 避免催化干扰与批次间交叉污染。

氢氟酸处理 矿物学与冶金样品中氢氟酸的存储与操作。 可安全盛装会腐蚀玻璃器皿的酸类。

细胞培养研究 非贴壁细胞系的专门培养或蛋白质结晶研究。 生物惰性表面避免不必要的细胞附着与蛋白质结合。

电池材料测试 电解液蒸发与锂电池前驱体材料干燥。 耐强溶剂，避免电极中的金属离子污染。

挥发性酸回收 通过控温蒸发浓缩高纯酸。 导热性好，耐腐蚀性蒸汽。

低温存储 液氮温度下生物或化学样品的安全盛装。 极低温下不会脆化开裂。

参数 规格详情（型号PL-CP96）

货号 PL-CP96

材质 高纯全新聚四氟乙烯

公称直径 80mm

配置 定制生产 / bespoke尺寸

耐化学性 通用型（耐受所有酸、碱、溶剂）

温度范围 -200°C 至 +260°C

内部光洁度 无裂隙、超光滑（精密CNC加工）

背景水平 超低（适用于痕量分析）

溶解/析出 无

浸出特性 零离子浸出（无金属）

清洁方式 可高压灭菌、可酸洗、适配超声清洁

壁厚 标准厚壁（可按需定制）

生产工艺 由实心棒料高精度CNC加工而成
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阻燃电泳槽耐腐蚀聚四氟乙烯蒸发皿可定制白色水解槽
货号: PL-CP164

简介

专为关键化学工艺设计的高性能阻燃电泳槽和耐腐蚀聚

四氟乙烯（PTFE）蒸发皿。由优质含氟聚合物制成的可

定制白色水解槽，为先进的实验室应用提供了无与伦比

的化学惰性和热稳定性。

了解更多

应用 描述 主要优势

电化学分析 用于电泳槽，在高电压下分离大分子和离子。 高介电绝缘和阻燃安全性。

痕量金属消解 使用浓硝酸或氢氟酸对样品进行高温水解。 对氢氟酸的绝对抗性和零金属污染。

半导体清洗 用于蚀刻和清洗硅片及组件的专用容器。 防止化学物质浸入敏感的电子基板。

样品浓缩 用于在热板上减少侵蚀性化学样品体积的蒸发皿。 不粘表面确保最大的样品回收率和易于清洁。

电池研究 用于在腐蚀性环境中测试电解液稳定性和电极性能的定制电池。 对锂盐和有机溶剂的长期耐用性。

药物合成 用于生产高纯度活性药物成分（API）的反应容器。 符合 FDA 标准的材料特性和易于灭菌。

环境测试 涉及酸提取和消解的土壤和水样品分析。 对各种不可预测的化学负荷的稳健性。

特性 数值 单位

比重 2.10 - 2.20 g/cc

熔点 327 (621) °C (°F)

热变形温度 120 (248) °C (°F)

硬度 (邵氏 D) 55 -

拉伸强度 2,990 - 4,970 psi

弯曲强度 2,490 psi

摩擦系数 0.110 -

吸水率 (24小时) 0.01 %

介电常数 2.1 -

特性 规格详情

产品标识符 PL-CP164-EP (电泳), PL-CP164-ED (蒸发皿), PL-CP164-HC (水解槽)

尺寸 可根据用户要求完全定制直径、高度和壁厚。

配置 提供敞口、螺纹盖、专用接口或集成电极安装座。
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特性 规格详情

表面光洁度 标准机加工或超光滑抛光，以最大限度地减少样品粘附。

内部几何形状 定制底部形状（平底、圆形或锥形），以满足不同的体积需求。

规模 从微量分析容器到大型工业处理储罐。
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带盖高纯聚四氟乙烯坩埚 耐腐蚀痕量分析实验器皿 适用于强酸强碱应用场景
货号: PL-CP87

简介

这款高纯聚四氟乙烯坩埚可实现零重金属浸出，完全耐

受强酸强碱腐蚀，助力优化实验室痕量分析。它经过精

密制造，可满足全球专业研究环境中苛刻的工业化学处

理与高性能样品消解需求。

了解更多

应用场景 说明 核心优势

痕量金属分析 使用浓硝酸或氢氟酸消解地质或生物样品 避免背景干扰与重金属污染

半导体加工 硅晶圆与高纯电子元器件的蚀刻与清洗 耐受强蚀刻化学试剂，同时保持衬底纯度

电池研究 电解质材料与正/负极前驱体的合成与测试 对锂盐和活性有机碳酸盐保持化学惰性

环境监测 电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）重金属检测用水、土样品前处理 确保测得的痕量元素完全来自样品本身

药物合成 作为高纯度活性药物成分（API）与中间体化合物的反应容器 消除容器壁杂质浸出污染产物的风险

石化检测 机油添加剂与腐蚀性润滑组分的高温分析 在热烃和含硫物质环境中仍保持结构完整

核化学 酸性水溶液中放射性同位素的处理与加工 表面无孔隙，耐辐射且易于去污

特性 PL-CP87规格参数 说明

型号 PL-CP87 核心参考系列

材质 高纯全新料聚四氟乙烯 100%含氟聚合物含量

额定容积 可定制 标准容积100ml，也可按需求定制

壁厚 可定制 针对特定热/压力载荷设计

坩埚盖配置 标配/可定制 提供摩擦配合或螺口盖选项

耐温范围 -200℃ 至 +250℃ 性能受具体压力条件影响

化学兼容性 通用耐腐（熔融碱金属除外） 对氢氟酸、王水等具备出色耐受性

表面处理 高精度数控加工 低轮廓粗糙度值，样品残留极少

制造属性 定制化产品 按工业标准定制生产

合规等级 痕量分析级 不含常见工业污染物
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定制Ptfe烧杯 350Ml 高纯度实验室容器，可选配盖子，适用于电热板加热场景
货号: PL-CP074

简介

这款350ml高品质PTFE烧杯专为强腐蚀性化学处理和高

温实验室应用设计，可完全定制，支持搭配盖子，最高

可耐受200℃，与电热板兼容，在关键研究环境中具备

出色的化学惰性和长期耐用性。

了解更多

应用 说明 核心优势

痕量金属分析 使用浓硝酸或氢氟酸制备样品 零析出保障样品纯度和检测准确度

半导体蚀刻 处理和混合晶圆加工用腐蚀性蚀刻溶液 材料稳定性可避免敏感组件被化学污染

药物合成 作为复杂有机化合物和强腐蚀性试剂的反应容器 广泛的化学兼容性可支持多样合成路径

酸消解 高温分解环境或地质样品 耐热性支持在电热板上完成高效消解

电池研究 测试电解质组分和腐蚀性化学混合物 可耐受锂离子电池化学环境与高温，性能稳定

低温存储 在极低温度下安全存储材料 在零下温度区间仍保持柔韧性和结构强度

高纯度存储 长期存放超纯试剂和标准样品 避免高价值化学原料变质

特性 参数 说明

产品编号 PL-CP074 用于采购下单

标称容量 350ml 可根据需求完全定制

主要材料 全新PTFE（聚四氟乙烯） 高纯度实验室级氟聚合物

持续使用温度 最高260℃（500°F） 适用于高温实验室工艺

电热板耐温 推荐最高200℃ 经优化实现稳定热传递

阻燃等级 UL94 V0 不可燃，高温使用安全

化学兼容性 pH 0-14 可耐受所有酸、碱和溶剂

表面处理 高精度机械加工 孔隙率极低，适用于痕量分析

定制选项 尺寸、盖子、底部厚度 可根据客户图纸定制生产

盖子配置 可选/定制匹配 提供摩擦盖或螺纹盖版本
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用于痕量分析和定制实验室应用的高纯度 Pfa 坩埚及耐腐蚀 Ptfe 烧杯
货号: PL-CP106

简介

探索专为极致耐化学腐蚀性和超低背景噪声而设计的高

纯度 PFA 坩埚和 PTFE

烧杯。这些可定制的氟聚合物解决方案确保了痕量分析

、半导体加工以及全球苛刻的工业实验室环境中的精度

。联系我们获取定制工程报价。

了解更多

应用 描述 主要优势

痕量元素分析 环境实验室中用于 ICP-MS 和 ICP-OES 测试的样品制备和消解。 防止金属离子浸出，实现准确的亚 ppb 级检测。

半导体加工 高纯度蚀刻化学品和晶圆清洗溶液的储存和运输。 消除洁净室环境中的离子污染。

地球化学研究 使用浓氢氟酸对地质矿石和矿物样品进行酸消解。 与石英或玻璃相比，具有优异的耐氢氟酸性能。

药物合成 用于开发高纯度活性药物成分 (API) 的反应容器。 生物相容性，且对敏感有机化合物无反应。

石油化工测试 通过湿法消解分析原油和精炼石油产品中的重金属。 在高温和挥发性化学负荷下保持完整性。

材料水热合成 用于材料科学和晶体生长的高压反应釜内衬。 为高压反应提供优异的密封性和耐热性。

标准品储存 有证标准物质和高纯度标准溶液的长期保存。 分析物不会被吸附到容器壁上，确保浓度稳定性。

规格 PL-CP106 定制系列详情 材料对比 (PFA vs. PTFE)

型号标识符 PL-CP106 包含所有变体

材料选项 原生 PFA / 高密度 PTFE / TFM PFA (可熔融加工) / PTFE (不可熔融)

温度范围 -200°C 至 +260°C (可定制) PFA: 高透明度 / PTFE: 高不透明度

耐化学性 通用 (除熔融碱金属外) 两者提供近乎相同的抗性

壁结构 定制 CNC 加工 / 厚壁 可根据特定压力需求定制

容积容量 完全可定制 (1mL 至 20,000mL+) 根据用户提供的规格设计

封闭类型 螺纹盖、卡扣式或塞式 提供气密密封选项

底座设计 平底、圆形或锥形 (内部) PL-CP106 可加工成任何轮廓

背景纯度 < 10 ppt (针对大多数常见金属离子) PFA 是超痕量工作的首选

表面光洁度 Ra < 0.2 μ/m (机械抛光) 最大限度地减少细菌和颗粒粘附

定制功能 内部刻度、接口、套筒 完全集成到 PL-CP106 设计中

info@kindle-tech.com | https://kintek-solution.com

https://zh.kintek-solution.com/products/high-purity-pfa-crucible-and-corrosion-resistant-ptfe-beaker-for-trace-analysis-and-custom-laboratory-applications?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kintek-solution.com?utm_source=pdf


定制 Ptfe 锥形样品瓶 氟聚合物 三角形容器 耐化学腐蚀 低背景 实验室器皿
货号: PL-CP240

简介

高纯度定制 PTFE

锥形样品瓶和三角形容器提供卓越的耐化学性和低背景

干扰。非常适合痕量分析和腐蚀性介质，这些精密加工

的氟聚合物组件确保在苛刻的实验室环境中实现可靠、

无污染的性能。

了解更多

应用 描述 主要优势

痕量金属分析 使用浓酸为 ICP-OES 和 ICP-MS 分析制备和消解样品。 最小的离子背景干扰和浸出。

半导体蚀刻 容纳和处理晶圆加工和清洗中使用的高纯度蚀刻溶液。 耐氢氟酸（HF）和其他侵蚀性光刻胶剥离液。

药物合成 在苛刻条件下合成活性药物成分（API）的小批量反应容器。 防止交叉污染并确保反应纯度。

放射性同位素储存 在医学研究中安全容纳放射性药物或放射性示踪剂材料。 高材料密度和耐辐射诱导降解性。

电池研究 在开发下一代锂离子组件时处理电解质和侵蚀性溶剂。 非反应性表面可防止电解质污染。

环境监测 采集和储存海水或土壤提取物，用于重金属检测和污染研究。 长期稳定性并防止样品吸附到壁上。

航空航天材料测试 测试密封件和组件与高性能喷气燃料和液压油的兼容性。 在极端压力和温度循环下保持完整性。

参数 PL-CP240 的规格 / 能力

基础材料 100% 纯净高纯度 PTFE（可选 PFA/FEP）

制造方法 精密 CNC 车削和铣削

几何选项 锥底、三角形、平底、锥度或定制轮廓

容积容量 完全可定制（0.5 mL 至 5000 mL+）

壁厚范围 1.0 mm 至 50.0 mm（根据压力要求定制）

工作温度 -200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)

尺寸公差 高达 ±0.05 mm（取决于几何形状）

表面光洁度 Ra < 0.8 μm（提供超纯高抛光选项）

化学兼容性 通用（除熔融碱金属和某些氟气条件外）

封闭选项 可选 PTFE 旋盖、卡扣盖或磨口接口
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高纯度30Ml Ptfe耐腐蚀含氟聚合物坩埚，兼容石墨加热块
货号: PL-CP238

简介

这款高纯度30ml

PTFE坩埚为痕量分析提供了卓越的耐化学性和低本底性

能。专为石墨块加热系统优化，确保在苛刻的工业实验

室环境中实现可靠的样品消解和无污染处理。

了解更多

应用领域 描述 主要优势

地质矿物消解 使用浓氢氟酸和高氯酸溶解复杂矿物矿石和岩石样品。 对强酸的完全耐受性确保安全、完全的溶解，且容器无降解。

环境痕量分析 制备土壤、沉积物和废水样品，用于通过ICP-MS或ICP-OES检测重金属。 超低本底水平确保在万亿分之一级别准确检测痕量污染物。

半导体质量控制 分析晶圆制造中使用的高纯度化学品和溶剂中的金属污染。 防止容器壁金属离子浸出，从而影响高灵敏度纯度测试结果。

药物API测试 消解活性药物成分以测试残留催化剂或痕量金属杂质。 惰性表面防止与复杂有机分子发生反应，确保样品化学稳定性。

石油化工催化剂分析 消解重油、聚合物和催化剂以测定硫和磨损金属含量。 在高温酸性环境下的耐用性降低了容器更换成本并防止泄漏。

核材料处理 在酸性介质中处理和消解放射性样品以进行同位素比率分析。 高材料密度和耐化学性为危险样品处理提供了安全环境。

参数 PL-CP238规格详情

产品标识符 PL-CP238

主要材料 优质等静压PTFE / 高纯度PFA（可定制）

标称容量 30ml（标准）/ 可提供完全定制容量

耐化学性 完全耐受HF、HNO3、HCl、H2SO4和王水

工作温度 连续使用温度高达250°C（PTFE）/ 260°C（PFA）

制造工艺 端到端定制数控制造 / 精密加工

加热支持 针对石墨块加热系统和加热板优化

本底水平 分析级 - 超低痕量金属本底

表面光洁度 光滑、无孔疏水内表面，Ra <0.1μm

盖子配置 可选定制盖子（螺纹式、塞式或松配合式）

尺寸公差 标准 +/- 0.05mm 或根据定制工程图纸

定制选项 尺寸、壁厚、底部形状和专用配件
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带盖 Ptfe 方形酸洗槽耐腐蚀一体式矩形容器
货号: PL-CP08

简介

高性能 PTFE

方形槽和酸浴槽，提供绝对的耐化学性和防漏可靠性。

通过一体成型工艺制造，适用于对高纯度和热稳定性有

严苛要求的实验室酸洗、浸泡和流体存储应用。

了解更多

应用 描述 主要优势

半导体清洗 将硅晶圆浸入氢氟酸浴中以去除氧化层和杂质。 零金属污染和高耐氢氟酸性能。

痕量金属分析 用作消解罐或酸洗站，用于在地质和环境实验室中制备样品。 极低的析出水平，确保高精度结果。

药物合成 在大规模药物配方过程中，用作反应中间体和有机溶剂的储罐。 惰性可防止与容器发生副反应。

冶金酸洗 使用加热的王水或硫酸去除精密部件表面的氧化物。 高温耐受性和耐酸性。

电化学 在电池测试和电镀实验中用作电解液的储罐或电池槽体。 优异的介电性能和化学稳定性。

航空航天除油 使用强效溶剂和化学剥离剂对复杂的发动机部件进行深度清洁。 坚固的一体式设计可防止在压力下泄漏。

食品饮料实验室 存储需要不粘表面以实现完全回收的香精和添加剂。 符合 FDA 标准的材料特性，易于清洁。

化学品分配 在工业工厂中用作高纯度试剂输送系统的循环槽。 长使用寿命减少维护停机时间。

参数 规格详情 (型号: PL-CP08)

基础材料 高纯度聚四氟乙烯 (PTFE)

制造方法 单件无缝一体成型

标准形状 矩形方形、圆形或定制几何形状

温度范围 -200°C 至 +250°C (-328°F 至 +482°F)

耐化学性 酸、碱、溶剂 (HF, 王水, H2SO4 等)

表面能 极低 (不粘特性)

吸水率 <0.01%

标准容量 根据体积要求定制尺寸

可选配件 匹配 PTFE 盖子、排水口、安装法兰

颜色 乳白色

清洁协议 可高压灭菌；兼容超声波清洗
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定制聚四氟乙烯 Ptfe 培养皿 60Mm 耐腐蚀 低背景 实验室器皿
货号: PL-CP93

简介

专为痕量分析和腐蚀性环境设计的高纯度定制 PTFE

培养皿。具有 60mm

直径、零浸出特性以及卓越的化学惰性，确保在苛刻的

实验室和工业研究应用中保持样品的绝对完整性。

了解更多

应用 描述 主要优势

痕量金属分析 用于 ICP-OES 和 ICP-MS 分析的环境样品消解和制备。 消除容器来源的污染，实现 PPT 级精度。

膜铸造 作为混合聚合物膜蒸发和形成的基底。 由于超低表面能，实现清洁释放和无损剥离。

半导体蚀刻 在晶圆加工过程中处理高纯度氢氟酸和光刻胶化学品。 对腐蚀性蚀刻剂具有绝对耐受性并保持高纯度。

药物提取 处理敏感的植物提取物和活性药物成分（API）。 最大限度地减少目标分子对容器壁的吸附，以提高回收率。

电池研究 测试腐蚀性锂离子电池电解液和电极材料。 耐受腐蚀性电解液化学成分和高温循环。

地球化学消解 在加热下使用浓矿物酸分解岩石和土壤样品。 耐用、厚壁结构可承受反复的高温酸接触。

专用细胞培养 培养需要生物惰性氟聚合物表面的特定细胞系或微生物。 无毒、生物惰性环境，无增塑剂浸出。

参数 技术数据 (PL-CP93) 单位 / 标准

材料成分 100% 原生聚四氟乙烯 (PTFE) 高纯度等级

比重 2.10 - 2.20 g/cc

熔点 621 (327) °F (°C)

热变形温度 248 (120) °F (°C) @ 66 psi

连续使用温度 -328 至 +500 (-200 至 +260) °F (°C)

硬度 55D 邵氏标尺

抗拉强度 2,990 - 4,970 psi

抗弯强度 2,490 psi

摩擦系数 0.110 动态

吸水率 0.01 % (24 小时)

介电常数 2.1 @ 10^6 Hz

标准直径 60 mm (可定制)

内表面光洁度 超光滑 / 无缝隙 CNC 加工

定制选项 尺寸、壁厚、盖子、特性 定制设计
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